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INTRODUC;AO  T1: vermiculita expandida (granulometria fina);
T2

o _ ) o o . : substrato comercial;
 Cedrela fissilis (Figura 1) € uma espeéecie madeireira - T3: casca de arroz carbonizada:

amplamente distribuida no Brasil. - T4: falha de pinha triturada (obtida da pinha de araucéria).
* A cobertura das sementes deve fornecer a manutencao de o o _ o
umidade, aerac&o e certo isolamento térmico. Avaliagdo de indice de velocidade emergencia (IVE),
« O objetivo do trabalho foi testar diferentes materiais de germinacao (O/(j)’ diametro a altura do coleto (mm),
altura (cm) e namero de folhas.

cobertura na semeadura e desenvolvimento inicial de
Cedrela fissilis. | gmagm,

RESULTADOS E DISCUSSAO

« Nao houve diferenca significativa para nenhuma das
variaveis analisadas.

Figura 1 — Detalhes Tabela 1 — Médias das variaveis avaliadas no experimento.

de Cedrela fissilis.

| IVE Germinacao (%) h(cm) (iarﬁ) Nuf:lirssde
METODOLOGIA Média 2,5 84 10,5 2,64 5,0

© Sementes semeadas em tubetes de 180cm?. CONCLUSAO LAPROMEF

 Substrato comercial + 6 gL de fertilizante de liberacéo STIN

controlada. Cobertura conforme o tratamento. * E possivel utlizar qualquer uma das 3y jy,n
- Delineamento inteiramente casualizado, 6 repeticdes coberturas na semeadura de Cedrela fissilis, e~k
de 9 tubetes por tratamento. podendo-se optar pelo préprio substrato

utilizado como base. e



